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ZESTRON freut sich Herrn Dr. Waldmannstetter als neuen operativen Leiter der Anwendungstechnik in Ingolstadt
vorzustellen. Mit über 15 Jahren Erfahrung in einer ähnlichen Position ist Herr Dr. Waldmannstetter mit seinem
Prozessingenieurteam vor allem für die direkte Kundenunterstützung in Europa zuständig und kümmert sich um alle
Kundenanfragen, leistet Unterstützung bei Prozessentwicklung und Prozessoptimierung oder ist Ansprechpartner beim
Troubleshooting.

Gleichzeitig wechselt Herr Dr. Schweigart intern als Leiter der Technologieentwicklung in eine wichtige strategische
Rolle, in der er sich zukünftig verstärkt auf die stark wachsenden und technologisch sehr anspruchsvollen Märkte wie
Leistungselektronik und Semiconductor konzentrieren wird. In dieser Funktion leitet Herr Dr. Schweigart die dafür
gegründete Arbeitsgruppe, die die technologischen Entwicklungen in den genannten Industrien verfolgt und neue
Reinigungslösungen entwickelt. Zusätzlich zeichnet er sich verantwortlich für den Know-How Transfer innerhalb der
Anwendungstechnik und unter seiner Führung wird zukünftig auch das bestehende Seminarangebot weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns: info@zestron.com.

 

 

Portrait

ZESTRON ist einer der international führenden Hersteller von Reinigungsmedien für den SMT- und Semicon Backend
Bereich, sowie für Highend-Anwendungen in der Teilereinigung. ZESTRON versteht sich jedoch primär als Ihr
Architekt von zuverlässigen Reinigungsprozessen für die Elektronik- und Metallteilereinigung.
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Seit der Gründung im Jahre 1975 hat sich ZESTRON zur Aufgabe gesetzt, weltweit seinen Kunden innovative Produkte
und kundenspezifische Lösungen mit bestmöglicher Unterstützung anzubieten. Unser Ziel ist es, für Sie die optimale
Lösung für Ihre spezifische Anwendung zu entwickeln.

Um den optimalen Reinigungsprozess zu finden, stehen Ihnen unsere Standorte in den USA, Europa, Nord- und Südasien
für Reinigungsversuche zur vollen Verfügung. An jedem Standort befindet sich ein voll ausgestattetes Technisches und
Analytisches Zentrum mit insgesamt mehr als 35 verschiedenen Reinigungsanlagen. Ein Team von erfahrenen
Prozessingenieuren begleitet Sie persönlich von den ersten Reinigungsversuchen bis zur Inbetriebnahme Ihres
Reinigungsprozesses und darüber hinaus.
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